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摘要(译)

本发明涉及一种散射层及其制备方法和由其制得的有机发光二极管显示
装置。所述散射层是由聚丁二烯‑聚苯乙烯的嵌段共聚物溶液刮涂于设置
OLED的基板的出光面形成薄膜，并经固化退火处理所形成的。所得散射
层内含有聚苯乙烯与聚丁二烯自组装得到纳米级的聚苯乙烯微球结构，
可减少空气跟基板界面间的全反射，增加光的导出，提高OLED出光率，
该方法简单易操作，适合大规模生产。
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